HOJA TECNICA HPN1 FORM

HPN1 FORM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia de evaporacion PVD HiPIMS

Material del recubrimiento AITiCrN
Espesor del recubrimiento 3-5um
Color Negro violeta
Dureza 3700HV

Temperatura de deposicidon 450-480°C

Max. Temp. de trabajo 11009C

Caracteristicas del recubrimiento Aplicaciones industriales

» Alta densidad y compacidad (HiPIMS) HPN1 es un recubrimiento aplicado

» Baja rugosidad (HiPIMS) mediante tecnologia HiPIMS disefado

» Muy elevada dureza. para trabajar en las condiciones mas

» Resistencia adhesiva. exigentes.

» Alta resistencia a la temperaturay a la Se utiliza tanto en matriceria de trabajo
fatiga térmica. en frio y en caliente como en moldes

para inyeccion de aluminio y aleaciones.
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